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摘要(译)

本文公开了一种超声成像设备及其控制方法。 超声波成像设备包括：超
声波收集器，被配置为收集来自物体的超声波；以及超声波收集器。 体
数据生成器，被配置为基于超声波生成体数据； 图像处理器，被配置为
参考纹理图像对体数据执行体绘制，其中，对象的半透明特性和多层组
织被反射到纹理图像的每个纹理像素。
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